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wszystkim struktury powierzchni wyrobéw wiékienniczych
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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do ksztaltowa-
nia struktury powierzchni, zwlaszcza struktury powierz-
chni wyrob6w wiékienniczych, ktérych powierzchnia pod-
dana jest dzialaniu strumieni elektronowych przechodza-
cych przez wzornik.

Znane jest urzadzenie, ktére w sposéb ciggly napromie-
niowuje w okreslonym miejscu powierzchnie wyrobu.
W urzadzeniu tym bezkoricowa tasma o odpowiednio wy-
cietym wzorze sterowana jest za pomocg czterech watéw
zwrotnych, zainstalowanych pod katem prostym w stosun-

"ku do siebie. Tasma bezkoricowa sterowana jest w taki
sposdéb, aby predkosé wzgledna miedzy tasma wzorcujacs,
a wyrobem znajdujacym si¢ pod napromiennikiem akcela-
ratora elektronowego réwna byla zeru.

Ujemng cechg znanego urzadzenia jest koniecznosé za-
stosowania bardzo szerokiej tasmy wzorujacej, ktéra musi
odpowiadaé¢ co najmniej szerokosci wyrobu. Jednorazowa
nawet zmiana kierunku dzialania urzgdzenia jest trudna
do sterowania, wymaga wysokiego obcigzenia tasmy wzor-
cujacej, a tym samym wysokich kosztéw produkeji. Trwa-
los¢ za$ tasémy wzorcujacej jest niewielka.

Celem wynalazku jest korzystniejsze uksztaltowanie
struktury powierzchni wyrobu a zadaniem wiodacym do
tego celu - skonstruowanie urzadzenia, ktérego tasma
“wzorcujaca bedzie hiezalezna od szerokosci wyrobu.
'_Zgodnie zwynalgzkiem cel ten osiagnieto dzieki temu, ze
w urzgdzeniu bezkoricowa tasma wzorcujaca zainstalowa-
na jest pod katem, najkorzystniej prostym do kierunku
ruchu przewidzianej do napromieniowania powierzchni
wyrobu znajdujacego sie pod napromiennikiem akcelera-

86 450

10

15

20

25

30

2

tora elektronowego. Tasma ma wyciecia w ksztalcie row-
kéw, ktore sg pochylone przewaznie pod katem 45°. Diu-
go$é tasmy wzorcujacej, tylko dwukrotnie zmieniajacej
kierunek ruchu tasmy jest nieco wigksza od podw()jnel
szerokos$ci powierzchni wyrobu, a jej szerokos¢ ogranicza
sie do robaczej szerokosci napromieniowania akceleratora
i moze byé bardzo mata, bez potrzeby obcinania wielkosci
raportu wzoru. Wykonanie miejscowego napromieniowa-
nia nastepuje przy jednakowej predkosci przelotu wyrobu
i tasmy wzorcujgcej. W przypadku gdy pochylenie rowka
i predko$é przelotu wyrobu wzglednie taSmy wzorcujgcej
bytyby w okreslonych okolicznosciach rézne, wéwczas
w celu wykonania miejscowego napromieniowania wektor
predkosci skrzyzowania dwéch rowkéw co do kierunku
i wartosci powinien odpowiada¢ wektorowi predkosci wy-
robu, znajdujgcego sie ponize;j.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku, na
ktérym fig. 1 przedstawia schemat urzadzenia w widoku
z boku, fig. 2 — urzgdzenie w widoku z géry, a fig. 3 - 6
uksztaltowanie tasmy wzorcujacej o réznych wycieciach
i osiggniete punkty naprumieniowania miejscowego.

Bezkoricowa tasma wzorcujaca 1, przedstawiona na fig.
1 i 2 sterowana jest pod napromiennikiem akceleratora
elektronowego poprzez watki obrotowe 3 i walki docisko-
we 4 ponad przesuwajacg si¢ ruchem cigglym powierzch-
nig wyrobu 5. Szybkosé tasmy wzorcujacej 1 jest zsynchro-
nizowana z szerokoscig wyrobu 5. Pochylone o 45° w sto-

.sunku do kierunku ruchu wyciecia 7 w ksztalcie rowkéw

w gornej czesci 9 i dolnej czesci 10 tasmy pozostawiajg
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wolny od miejscowego napromieniowania punkt, porusza-
jacy sie razem z wyrobem 5.

Napromieniowany za pomocg urzgdzenia odcinek wyro-
bu pzedstawia fig. 3. Na skutek dokonania odpowiednich
zmian w odleglosci, grubosci, ksztalcie i polozeniu rowkéw
uzyskuje si¢ rézne wzory. Niektére z tych mozliwosci
przedstawiaja fig. 4 do 6.

Z powyzszego wynika, ze w urzgdzeniu mozna zastoso-
waé réznorakie relatywnie male tasmy wzorcujgce i ze
opisane przyktady nie wyczerpujg wszystkich mozliwosci
wzorniczych tasm.

Fig. 1 i 2 przedstawiajg urzgdzenie o dtugosci 2,75
m i szerokosci 0,5 m pod 2,5 m szerokim napromiennikiem
2 akceleratora elektronowego 1MeV o sprawnosci napro-
mieniowania od 4 do 10° rad/sec. Tasma wzorcujgca 1
przedstawiona na fig. 3 posiada dlugos¢ 6 m i roboczg
szerokosé 0,30 m. Zgodnie z fig. 1 i 2 pod tasmg wzorcujacg
1 przesuwa si¢ wyréb 5 o szerokosci 2 m, na przyklad
dzianina poliamidowa bez wzoru o ciezarze powierzchnio-
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wym 150 g/m’. Predkosé przelotu tasmy wyrobu 5 wynosi
10 m/min. Wedlug fig. 3 miejscowo napromieniowane
punkty pochtaniajg dawke 7.2.10" rad. Dzianina podczas
nastepnego procesu jest traktowana kwasem akrylowym,
co powoduje marszczenie si¢ punktéw wzoru i ksztaltowa-
nie si¢ powierzchni dzianiny, a w efekcie powstanie wzoru.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do ksztaltowania struktury powierzchni,
zwlaszcza struktury powierzchni wyrobéw wilékienni-
czych, poddanej dzialaniu strumieni elektronawych, zao-
patrzone w bezkoricowg tasme wzorcujgca, znamienne
tym, ze bezkoricowa tasma wzorcujgca (1) majgca wyciecia
w ksztalcie rowkéw pochylonych pod katem 45° jest zains-
talowana pod katem najkorzystniej prostym do kierunku
ruchu napromieniowywanego wyrobu znajdujgcego sie
pod napromiennikiem (2) akceleratora elektronowego.
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